Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

~ Pré-Reitoria de Pessoal - PR4

| Edital n° 255/2019 — Concurso Publico para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos
PROVA OBJETIVA - ALOCAGAO DOS CANDIDATOS

Data da Prova: 25/07/2021

Hora prevista para abertura dos acessos aos locais de prova: 13 horas
Hora prevista para inicio da prova: 14 horas

Hora prevista para término da prova: 18 horas

Duracéo prevista da prova: 4 horas

1. Em fungao da atual situagdo de pandemia Coronavirus Disease 19 (COVID-19), os candidatos deverao comparecer utilizando mascara de protegéo facial, a
ser utilizada, no minimo, durante todo o tempo de permanéncia no local de prova, sendo vedada a sua retirada, exceto em momentos para beber agua.

2. Os candidatos deverao acompanhar a publicacdo na pagina do concurso de edital especifico, que sera feita até o dia 20/07/2021, com os protocolos e
procedimentos de biosseguranga a serem estritamente cumpridos por ambas as partes, Candidatos e UFRJ.

3. Os candidatos deverao comparecer munidos de caneta esferografica, de corpo transparente, de tinta indelével preta ou azul.

4. Os candidatos deverao observar o item 10 do Edital UFRJ 255/2019, disponivel na pagina eletrénica do concurso, sem prejuizo da observagéo da sua
integralidade, e, em especial:

4.1. Apresentar documento oficial e original de identidade, contendo fotografia e assinatura (subitem 10.2 do Edital).
4.2. Sera exigida a apresentag¢ao do documento original, ndo sendo aceitas fotocopias, ainda que autenticadas. (subitem 10.2 do Edital).

4.3. Os documentos deverao estar em perfeitas condi¢des, de forma a permitir, com clareza, a identificagdo do candidato e de sua assinatura. (subitem
10.2.2 do Edital).

4.4. Os candidatos que nao apresentarem documento oficial de identidade nao realizardo qualquer das provas. (subitem 10.2.3 do Edital).
5. E vedado aos candidatos prestarem as provas fora do local, data e horario predeterminados pela organizagdo do Concurso Publico. (subitem 10.4 do Edital).

6. Nao sera permitido aos candidatos entrarem no local de realizagao das provas apds o horario previsto para o fechamento dos portdes. (subitem 10.5 do
Edital).

7. Os candidatos deverao guardar, antes do inicio da prova, em embalagem porta-objetos fornecida pelo fiscal, telefone celular e quaisquer outros
equipamentos eletrénicos desligados, sob pena de eliminagdo do Concurso Publico.

8. Em caso de discordancia de informagbes os candidatos deverdo entrar em contato com a Central de Atendimento da PR4, via e-mail oficial do concurso
publico: tecnicoadministrativo@concursos.pr4.ufrj.br.
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Candidato CPF Cota | Cota Local de Prova Sala
PCD |Negro

ADRIANA COSTA MACHADO DE ASSIS 088******44 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 219
ADRIANA OTAVIO MARCELLO 081%**++:45 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 219
ADRIANO JORGE NEPOMUCENO DA SILVA 06869 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 219
ADVALDO MENDES ALEXANDRE 092+**+++38 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 219
ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO 137400 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 219
ALEXANDRE SILVA VILA DO MONTE 080***+00 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 219
ALINE CRISSIA PEREIRA DA SILVA 118*++452 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 219
ALINE CHAGAS DA SILVA RAMOS 105**++03 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 219
ALINE DE ALMEIDA AZEVEDO 123*++458 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 219
ALINE DE BRITO FIGUEIREDO 112+ | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 219
ALINE DOS SANTOS ARAUJO 090***+78 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 219
ALINE SILVA DE MORAES 138*+++06 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 219
AMANDA DA COSTA NOVOA LOPES DA SILVA 082+**++:86 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 219
AMANDA MARINA DOS SANTOS 095+**++19 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 219
ANA BEATRIZ TAVARES 120742 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 219
ANA CARLA DE PAULO MULINARI 125%**++%98 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 219
ANA CAROLINA PEIXOTO MACHADO 163*+++46 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 219
ANA CLARA DE ALMEIDA BERNARDINO 111500 | N S | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 219
ANA CRISTINA DE JESUS FONSECA 013***++09 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
ANA CRISTINA VIEIRA PAES LEME DUTRA 091#**++98 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
ANA CELIA DE CARVALHO SOARES 108**++03 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 219
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ANA INES PEREIRA DOS SANTOS 168*****55 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
ANA ODETE COSTA PINTO 97068 | N S |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
ANA PAULA BATISTA 108******59 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
ANA PAULA DA CRUZ BARBOSA 091***+99 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
ANDERSON ALVES DE SOUZA 149*****06 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
ANDRE AZEVEDO SILVA 141250 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundao - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
ANDRE PHILIPE KAPPAN SILVA 14303 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
ANDRIELLE DOS SANTOS MENDES 195*+*+60 | N S |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS 75253 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
ANGELA CAROLAYNE MENDES DE OLIVEIRA 164***12 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
APARECIDA DOS PASSOS BARBOSA 10508 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
ARTHUR SILVANO DE OLIVEIRA 086*****18 | N S |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
BARBARA MARIA NASCIMENTO DE FREITAS SILVEIRA| 133#***+40 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
BARBARA RIBEIRO IGNACIO ANDRADE 174*+*+98 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
BEATRIZ RIBEIRO MATTOS 17833 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
BERNARDETE ROSANE PEREIRA 858****+87 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
BIANCA DOMINGUES VENTURA 136*****11 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
BRIGITI BANDINI 14701 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
BRUNA CARDOSO DA SILVA 10008 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
BRUNA DIAS DE MORAES 104***+00 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
BRUNA GONGALVES DE SOUZA SALOMAO 107**++45 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 223




: Pro-Reitoria de Pessoal - PR4

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Edital n° 255/2019 - Concurso Publico para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos
<" PROVA OBJETIVA - ALOCAGAO DOS CANDIDATOS

Opecao de Vaga: A-114 - Técnico em Laboratério - Patologia Clinica - 40h

Candidato CPF Cota | Cota Local de Prova Sala
PCD |Negro

BRUNO MACHADO DE OLIVEIRA 1324574 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundgo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 223
BARBARA CRISOSTOMO NAVARRO 126*++71 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
BARBARA GONGALVES DE QUEIROZ 095+**++98 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 222
CAMILA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 160**++50 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 223
CAMILA DOS SANTOS GIESTEIRA 134#++493 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 223
CAMILA MARIA NOBREGA DA MOTTA 149%+++06 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 223
CAMILA NEPOMUCENO DOS SANTOS SILVA 150%*+++60 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 223
CARINE CRISTINE GONCALVES NUNES TEIXEIRA 127++++64 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 223
CARLOS ALEXANDRE DA COSTA SILVA 141%%546 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 223
CARMEM LUCIA MOTTA DE OLIVEIRA 736487 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 223
CAROLINA DA COSTA LIPARI 149*+++67 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 223
CAROLINE CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS 144*++446 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 223
CATIA NUNES ROSA SCAQUETTI 033+**+++89 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 223
CELIA CRISTINA NUNES SOARES 4914++%+49 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 223
CELIA REGINA LASNEAU DE OLIVEIRA 124*+++36 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 223
CINTHIA CRISTINA CABRAL DA CRUZ 129%+402 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 223
CINTIA FERREIRA DE ALMEIDA 054+**++56 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 223
CLAUDIA ANTONIA LAMASSA DA FONSECA 925%**++34 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 223
CLAUDIA COSTA FERREIRA 020402 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 225
CLAUDIA GLADYS FLORES SEJAS 082400 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 225
CLAUDIA SOARES MELLO 147+++23 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 225
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CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO 078***+90 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundgo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 225
CLEIRE DE OLIVEIRA FREITAS 853+*++34 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 225
CLEYTON CORREA MACHADO 079+*++38 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 225
COSME DE OLIVEIRA RIBEIRO 031%**++99 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 225
CRISTIANE AZEREDO DE SOUZA 0954*+70 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 225
CRISTIANE GOMES DA SILVA 02130 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 225
CRISTIANE GUAYANAZ DOS SANTOS MAURICIO 053*++++65 | N S |UFRJ - Campus Ilha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 225
CAVALCANTE
CRISTINI RODRIGUES RAMOS DE ALMEIDA 116**+46 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 225
CYNTIA BRASIL MAIA 113*+4g0 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 225
CINTIA VERDAN LUCENA 058***54 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 223
DAIANA FIALHO BEZERRA CORDEIRO DA SILVA 11770 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 225
DANIEL DA FONSECA COSTA CAMPELO 115++77 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 225
DANIELA DE PAULA CUNHA 116****+56 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 225
DAVI SERAFIM CARDOSO 17652 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 226
DAVID OLIVEIRA BARBOZA 055**++09 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 226
DEBORA DE ALMEIDA RAMOS OLIVEIRA 058+***+62 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 226
DEBORA DOS SANTOS ORNELLAS 0214*++00 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 226
DEIVIANE APARECIDA CALEGAR 075**+62 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 226
DIANA FLORIANO DA SILVA 12008 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 226
DILCENI CAMPOS DE MEDEIROS 042402 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 226
DIONE MELO SILVA 123*+454 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 226
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DOUGLAS DIAS MARTINS 920*++*45 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundgo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 226
DOUGLAS GALENO DO VALE 132%++4 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 226
DULCINO PIROVANI LIMA 074%**+44 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 226
DEBORA SILVA NEVES GOMES 130%**44 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 226
EDILAINE SANTOS SANT'ANA MORAES 13640 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
EDILANE DOS SANTOS ALVES CARDOZO 08600 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
EDISON LIMA JUNIOR 05176 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
EDLAINE MOURA SANTOS DA SILVA 138*+++70 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
EDMILSON FERNANDES DE LIMA 080***+33 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
EDNA NUNES DA SILVA 125*++:97 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
ELEN DOS SANTOS LOPES MENDES 133%+439 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
ELIANA DA SILVA DE JESUS 087+**++12 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
ELISANGELA BRITO DA SILVA FONTES 023***++63 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
ELISANGELA FERREIRA DE ANDRADE 07179 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
ELIZABETE OLIVEIRA RIBEIRO 047++*++:44 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
ELLEN REIS DE ALMEIDA 173*++04 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
ELYAS RYAN RUFINO DA SILVA 132401 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
EMILYN DA SILVA RAMOS 10076 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
ERENICE KARINNE CARVALHO FREITAS 114*++406 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
EVELLYN DE ARAUJO E SILVA 090****66 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
FABIO KLEIZ DE OLIVEIRA 076***+02 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
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FERNANDA DE LIMA VIEIRA 094*=77 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
FERNANDA RODRIGUES MOORE 149*+++75 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
FERNANDA SECCATI ROSA 17430 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
FERNANDA SILVA 094+**++:99 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
FERNANDO ANTONIO MARINHO DOS SANTOS 082+**++66 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
FLAVIA DE SOUZA CUNHA 078**+61 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227
FLAVIA HENRIQUE AMORIM DOS SANTOS 099+**++:30 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 213
FLAVIA MOURA DE SOUZA 099***+++43 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 213
FLAVIA SOARES DAS CHAGAS 140%+++58 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 213
FLAVIO OLIMPIO MODESTO 131*+1 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 213
FLAVIA MARA DE SOUZA ALVES 037+**++95 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 213
FLAVIA RENATA SANTOS CARVALHO 030***+++88 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 213
FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA 010**++98 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 213
FRANCISCO SERGIO CAMELO SOUZA 091#**+=70 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 213
GABRIEL ALVES DO REGO 146**+++54 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 213
GABRIELA DE CASTRO GACHET 078**+61 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 213
GABRIELA PEREIRA LIMA 163*+++05 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 213
GABRIELA QUARESMA RAMOS 109*+++17 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 213
GABRIELA SOUZA DE CASTRO 139*++0g | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 213
GABRIELLA LIMA TABET CRUZ 13863 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 213
GERSON DE LIMA SILVA 589420 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 213
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GERSON LIMA DOS SANTOS 106****11 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundio - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 213
GILMARA DE SOUZA BARBOSA 074**+10 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 213
GILVAN ALCANTARA PAULA 10821 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 213
GISELLE DOS SANTOS XAVIER MASSAPUST 093+**++93 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 213
GISELLE VAZ SOARES 101*+++33 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 215
GIZELE DE CASTRO SOUSA CAMPANATE 100*+++g0 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 215
GLEICE CRUZ DOS SANTOS 05620 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 215
GLEIDE OLIVEIRA GUERRA LEAL 0214*+00 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 215
GLORIA MARIA DE SOUSA CARVALHO 054**+10 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 215
GRAZIELLE CARDOSO DA GRAGA 103**++09 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 215
GYSLAINNE TOLEDO DA SILVA 143403 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 215
HANNAH BEATRIZ DA SILVA GUIMARAES 126*+++60 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 215
HELENE FROTA CARVALHO 102++++58 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 215
IDALIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS 154=+++07 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 215
IGOR ALENCAR SALES DA SILVA 103*+++76 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 215
IGOR RODRIGUES DA SILVA 172276 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 215
ILZA DE SOUZA SANTOS 090**++00 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 215
INAYA YASMIN SILVA DE ARAUJO 165**++75 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 215
INGRID DA SILVAREIS 14778 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 215
INGRID GOMES SILVA 168**++00 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 215
INGRID PINHEIRO GOMES 141%451 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 215




Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
- Pré-Reitoria de Pessoal - PR4

- Edital n° 255/2019 — Concurso Publico para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos
<" PROVA OBJETIVA - ALOCAGAO DOS CANDIDATOS

Opecao de Vaga: A-114 - Técnico em Laboratério - Patologia Clinica - 40h

Candidato CPF Cota | Cota Local de Prova Sala
PCD |Negro

ISADORA SILVA DE OLIVEIRA 1324440 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundio - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 215
ITALO VENTURA DA SILVA 059***61 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 215
IULE DE SOUZA BONELLY 134*+475 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 215
IVANILSON FERNANDES DOS SANTOS 7854**+59 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 216
IVORY DE ALMEIDA BARBOSA 122%*%%548 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 216
JACQUELINE AMORIM DA SILVEIRA 093**++22 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 216
JADY.FERNANDES1992@GMAIL.COM 06173 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 216
JANAINA DA SILVA SALVIANO 088***35 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 216
JANAINA MARIA LUNA DE AGUIAR 037+*++08 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 216
JANDYRA MARIA BENTO PIRES 74470 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 216
JANE MARCIA DE MELLO 719463 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 216
JANETE DA SILVA LOPES GOMES 466*+**49 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 216
JESSICA CAROLINI GOIS DO VALLE SILVA 092+**++:31 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 216
JESSICA SILVA CORREA DA COSTA 152++++64 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 217
JOANA ALMEIDA BORGES 129%+++74 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 217
JOCILENE SOARES DAS CHAGAS 056*****10 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 217
JOEL FLORES BUENO 09277 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 217
JOGE PEREIRA DA SILVA 0154*+02 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 217
JOSILENE DE MACEDO PEDROZA 095+**++94 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 217
JOYCE CARNEVALE RODRIGUES 108*+++67 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 217
JULIA NASCIMENTO DOS SANTOS FILHA 58Q+**++34 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 217
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JULIANA BITTENCOURT SANTIAGO 116*++00 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundio - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 217
JULIANA CANDIDO AVERBUCH 133*m43 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 217
JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA 166**++31 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 217
JULIANA DA SILVA BRAGA 145+++469 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 217
JULIANA DA SILVA PEREIRA VIANA 16708 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 217
JULIANA RODRIGUES BARBOZA ALMEIDA 134*+++78 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 217
JULIET CUNHA BAX 128*+++33 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 217
JULIO CESAR LOURENGCO 024+++++:85 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 217
JULLIANE BARBOSA DE MENEZES 166*+++99 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 217
JESSICA DOMINGOS DA SILVA 128"+ | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 216
JESSICA COSTA DE BRITO 116*+++04 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 216
JESSICA DA SILVA CUNHA 15737 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 217
JULIA BARCELOS BITTENCOURT 163"+ | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 217
JULIA NUNES SILVA 155%++26 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 217
KARINA MONTEIRO MARQUES 052+**++02 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 218
KARINE COSTA XIMENES 101*+++97 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 218
KARINE FERNANDES BATISTA 1312521 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 218
KAROLINE DI PACE ROCCO RIBEIRO 114*++409 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 218
KELEN CRISTINE DE JESUS 07725 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 218
LAILA CRISANTO MENEZES 065***79 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 218
LARA NALIN TONELLI CARRACENA 166**+++g1 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 218
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LARISSA DOS SANTOS FERNANDES 1324402 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundgo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 218
LARISSA FARIAS CRISPINO 134*++446 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 218
LARISSA MENDES PEIXOTO 169**++g0 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 218
LAISSA RANGEL DA SILVA DE CARVALHO 181%++30 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 218
LEANDRO LAYTER XAVIER 071%**+=55 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 218
LEDA MARIA RAMOS DA SILVA 8414++=00 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LEILDA MARIA OLIVEIRA DA SILVA 048+***+94 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LEONARDO ANDRADE DE SENNE 089***++35 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LEONARDO DA MATA 072440 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LETICIA BAPTISTA PINTO 107*+++50 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LETICIA BRASIL MAIA 15754 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LETICIA NEVES GUIMARAES 120%+++g1 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LETICIA ROSA DE OLIVEIRA MARTINS 154*+++93 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LIDIANE ALVES CHAGAS 088*****52 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LILIAN PADRAO VIANA 084+**++99 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LILIANE FELIX MONTEIRO 1212544 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LIVIO DA COSTA PARANHOS 054+***+79 | § S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - NCE - Instituto Tércio Pacitti - Endereco Call Center
LLUZIA DATIVO DOS SANTOS LYRA 026***76 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LOHANE SOARES RAMOS 16331 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LUAN PEREIRA DINIZ 10779 | N S | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LUCAS JOAQUIM GOUVEIA 166**+++g0 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
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LUCAS ROBERTO DE FRANCA MARTINS 132%44+75 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundio - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LUCIANA CHAVES VAZ 104*++20 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LUCIANA DA LUZ BRAGA 014**=++10 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LUCIANA DE ARAUJO MARCIANO GUERRA 077+*++09 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA 029+**++40 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LUCIANA TELES DA CUNHA E SILVA DE SOUZA 078***++45 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LUCIANE DE MELLO BORGES 091#**++76 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LUCIANE DE SOUZA DE MORAES THEBAS 074***+29 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 220
LUCIENE DA SILVA PONTES 114*%+402 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 221
LUCIENY DE FARIA SOUZA 075**+03 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 221
LUIZ OCTAVIO VIEIRA DE CARVALHO 07870 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 221
LUIZ RENATO DE OLIVEIRA FREIRE 160****%03 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 221
MANUELA BERNARDO DE SOUZA 116*++76 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 221
MARCELA DA COSTA SERAFIM DE SOUZA SANTOS | 91*+++71 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 221
MARCELA DE FARIA MORAES BRAGA 016***=70 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 221
MARCELA DIOGO DE SOUZA 1417440 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 221
MARCELLE MARQUES DE ALMEIDA 110%+++95 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 221
MARCELO DUARTE SOUZA 097+**++38 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 221
MARCIA MESSIAS FERREIRA 075***+98 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 221
MARCIO BARIZON CEPEDA 095+**+++88 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MARCOS TOBIAS DE SANTANA MIGLIONICO 864+**++49 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B




: Pro-Reitoria de Pessoal - PR4

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Edital n° 255/2019 - Concurso Publico para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos
<" PROVA OBJETIVA - ALOCAGAO DOS CANDIDATOS

Opecao de Vaga: A-114 - Técnico em Laboratério - Patologia Clinica - 40h

Candidato CPF Cota | Cota Local de Prova Sala
PCD |Negro

MARCOS VINICIUS SANTOS 169*++75 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MARIA APARECIDA GOMES 056*****54 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MARIA CRISTINA GOMES DA SILVA 092+**+++42 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA 036*****93 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MARIA IZABEL DA SILVA DOS SANTOS 113=4497 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MARIA LUCIA PIRES DA SILVA 973**++00 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MARIA LUIZA SILVA 139%++26 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MARIANA GOMES ROQUE DA SILVA 155%+++30 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MARINA MIQUELINE DOS SANTOS 135++4gg | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MARISA FAMPA OSTWALD 029+**++28 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MARIZA DE MOURA BARROS 4454453 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MARTA CRISTINA MALAQUIAS PAULINO DOS SANTOS | g79*+++1 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MARTA FEITOZA DE ALMEIDA 700491 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MATHEUS ALVARENGA DE ASSUMPCAO 137++444 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MATHEUS GRILO DE OLIVEIRA CARVALHO 155%++445 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MAURILIA DA CONCEIGAO VIEIRA 02777 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MAYARA COSTA FAUSTINO 138*+++40 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MAYARA DE AZEREDO REZENDE 138****+540 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MAYARA DOS SANTOS VIEIRA 11q*456 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MAYARA SILVA TEIXEIRA SANTANA 154***++556 | N S | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
MELLISSA D'AVILA CAVALCANTI 143*+4405 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 204-B
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MEYRE JACIREMA FELIX DA SILVA 010***67 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 208
MICHELLE HERMSDORFF BRANDT 180**++27 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 208
MICHELLY SCOVINO GARCIA 181*++77 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 208
MIGUEL CARLOS DA SILVA NUNES 055+**+++85 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 208
MILEIDE DANIELE MENDES DE SOUZA DA SILVA 146*****44 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 208
MILENA XAVIER DA COSTA 101*++33 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 208
MONICA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA BINDES | 940****+97 | N N |UFRJ - Campus Ilha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 208
GOMES LOPES
MONIQUE CHAGAS MARTINS SANTOS 122027 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 208
MONIQUE DOS SANTOS 082+***+94 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 208
MONIQUE LIMA DE ANDRADE FRANGA 056****76 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 208
MUNIQUE GOMES DE MOURA COSTA 105*+++35 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 208
MURILO DETOGNE SANTOS 111%++400 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 208
MARCIA CRISTINA DE PAULA MARQUES 092470 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco G - 2° Andar 221
NADILAINE DOS SANTOS ESTEVAM 164****+:52 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 208
NATASHA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA 059+**+++85 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 208
NATHALY CHAVES DORIA CIULDIN 113****%545 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
NAYANE TEIXEIRA MENDES 148*+++07 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS LEITE 075421 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA 076****14 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
PATRICIA SIQUEIRA SILVA 104**+10 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
PATRICIA DE OLIVEIRA GONGALVES 152+++++69 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
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PAULA MATTOS DA SILVA 100%+++84 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
PAULO VINICIUS SILVA DO CARMO 1324404 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
PRISCILA CONRADO GUERRA NUNES 115%+43 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
PRISCILA CRISTINA NUNES SOARES 105*+++05 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
PRISCILA DA SILVA CORREA PONTEIRO 1202***%64 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
PRISCILA ELINE MARTINS DOS SANTOS 144**++%93 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
PRISCILA ESTEVAM CEZAR AZEREDO LEMOS 13029 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
PRISCILLA FERNANDA ULIANO ROCHA 138*+++31 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
RAFAELA CARDOSO BERRIEL 094+++++36 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
RAFAELA DARIO DOS SANTOS 103*++21 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
RAFAELA LEAL SANTOS 133*meegg | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA 153***++508 | N S | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
RAFAELA SALVADOR GARCIA 053***++04 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
RAISSA SANTANA DOS SANTOS 176**+++g0 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
RAPHAEL DE LIMA CONSOLINE DA SILVA 126****19 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
RAYLLA FERNANDES SALES 166**++31 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
REGINA CELIA SOARES DE LIMA 004+**++32 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
REJANE MARIA SOARES RITA 078**+67 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
RENATA CRISTINA SILVA 095+**++28 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
RENATA MARTINS COUTINHO 08771 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
RENATA RODRIGUES DOS REIS 985400 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
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RENATO JOSE GONGALVES EMYGDIO DOS SANTOS | 150***+19 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 209
RENATO SOARES DE ASSIS 057+**++g5 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
RESEMERI DE SOUZA 02301 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
ROBERTA CYRILLO DOS SANTOS 023***++:35 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
ROBERTA TOSTA DIOGO 129%+++00 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
ROBERTO LOURENGCO MELLO 052+**++:32 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
ROBSON LUIZ DA SILVA CANDIDO 056*****+38 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
RODOLFO DE OLIVEIRA ESTEVES 110**++05 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
RONALDO DA ROCHA 003**+90 | S S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
ROSANA MACEDO DE ALMEIDA 108*++43 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
ROSANA PINHEIRO DOS SANTOS 025450 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
ROSANE DE OLIVEIRA DA SILVA 044+++057 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
ROSEANE BASTOS FERREIRA 7394*++:49 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
ROSELAINE RODRIGUES 077***+96 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
ROSIANE FREIRE DOS SANTOS 103*+++78 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
ROSITA BIANCA RIBEIRO LIMA 151*++1g | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
SAMILA VIANA SIQUEIRA 112%+++05 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
SHAYANE CRISTINE ALVES BARBOSA 118*+++73 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
SHEILA DA ROSA DE OLIVEIRA 0134**+71 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
SHEILA NUNES GRACIANO ARAUJO 098**++32 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
SIMONE CARLA DALABENETA DA SILVA 042+++++:44 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
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SUELLEN BENTO DA SILVA 152%++55 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 211
SUELLEN DA SILVA MELLO 107***+55 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 213
TAIRIS DOS REIS COSTA 146*++29 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 213
TAIS FERREIRA VITAL 128**++44 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 213
TALINE ARAUJO DOS SANTOS 1220522 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 213
TAMIRYS LIRA SANTOS 149%+++54 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 213
TANIA MARIA MELGACO 944++++0g8 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 213
TATIANA DE FREITAS TERZI MOREIRA 088****+35 | N S | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 213
TATIANE OLIVEIRA BARBOZA 122++*++582 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 213
TATIANE PEDROSO MAGALHAES COSTA 073***+39 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 213
THAISSA DIAS DE MELLO 133*+470 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 213
THATIANE VIEIRA CRUZ 145%**++598 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 213
THAYS DE ANDRADE PEREIRA 114==++30 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 213
THIAGO MACHADO DE MELO 099+**+**18 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 213
THIANE SOARES DA CRUZ 137%+02 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 213
THASSIA SOUZA DE FREITAS 138*++443 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 213
TIAGO SILVA LIMA 113%=+460 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 213
VALERIA COSMO DA SILVA 094+**++05 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 214
VALERIA DA SILVA OLIVEIRA 018***42 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 214
VALESKA VIEIRA 100**+%30 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 214
VANDERLEA DA FONSECA PEREIRA 078**+90 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 214
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VANESSA BARROSO DOS SANTOS RIBEIRO 145%++04 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 214
VANESSA TABATA NOBREGA DE OLIVEIRA 097+**++24 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 214
VANIA DE SOUZA FREIRE 97415 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 214
VERONICA PINHEIRO PINTO 116**++17 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 214
VINICIUS ANTONIO DOS SANTOS 134=++452 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 214
VITARIBEIRO SOARES 595++*++5g8 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 214
VITOR CADORINE DA SILVA 07237 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 214
VITORIA DE JESUS BARBOSA 176*+++g3 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 214
VITORIA KAROLYNE DE SOUZA LOPES 190**+++08 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 214
VIVIANE CAMARA MANIERO 036***52 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 214
VIVIANE NAPOLEAO 037+*+*+g5 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 214
WELLINGTON DA SILVA MATIAS 956****+91 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 214
YASMIM SILVA DE CASTRO 16262 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 214
YASMIN FERNANDES DA COSTA 153=++¢71 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 214
YGOR ALEXANDRE DOS SANTOS FONSECA 152%+++71 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 214
ERICA DOMINGOS SANTOS DA SILVA 17990 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco F - 2° Andar 227




